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ONCU.
AKTiF KARBON

Aktif karbon, genis yuzey alani,btyuk gozenek hacmi ve kendine 6zgi gbzenek yapisina

sahip olan ve herhangi bir yapisal formult bulunmayan karbon icerigi yuksek amorf yapil bir |
materyaldir. Aktif karbonun yapisi tam olarak aydinlatlamamakla birlikte grafitin yapisina
oldukca benzedigi disunilmektedir. Aktif karbonun grafite benzeyen mikro kristalin yapisinda
bulunan tabakalar arasi uzakligi yaklasik 3,0-3,5 Angstrom araligindadir. Bu tabakalar
hegzagonal duzlemde grafitten farkl olarak gelisiglizel olarak konumlanmaktadir. Aktif
karbonun vyapisindaki bu dizensizlik hidrojen ve oksijen atomlarinin varligindan
kaynaklanmaktadir ve bu atomlarin varligi yapida bir bosluga sebep olmaktadir. Ayrica aktif
karbonun iyi bir adsorbent olmasinin ve adsorpsiyon materyali olarak siklikla kullaniimasinin
temelini de bu gozenekli kafes yapisinin varhgi olusturmaktadir.

AKTIF KARBON URETIMINDE KULLANILAN HAM MADDELER

Aktif karbonlar komur ve selllozik maddeler gibi cesitli materyallerden hazirlanir. Aktif
karbonlarin hazirlanmasi icin tarimsal drlnlerde cesitli calismalar yapilmistir. Bu tarimsal Atk hg
urtinler arzu edilen kullanim icin oldukca ucuzdur. Ayrica bu tarimsal Urtinlerden elde edilen ~ @3aMmg
aktif karbonlarin yuzey alanlarinin yidksek olmasi aktif karbonlarin dretilmesinde ham olan

materyal olarak secilmesinde oldukca etkili bir faktor olmustur. yag
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AKTIF KARBONUN KULLANIM ALANLARI

Aktif karbon, istenmeyen tat, renk ve kokulari giderme 0Ozelligine sahip olmasinin yani sirg
organik ve inorganik kirlilikleri adsorplama 6zelliginden dolayi su aritiminda yaygin olar;
kullaniimakta ve oldukca Iyi sonuclar vermektedir. Gazlarin aritimi ve saflastiriimasinda, g
endustrisindeki saflastirma islemlerinde, karisimlarin ayrilmasinda, savunma sanayigs

koruyucu kiyafet Gretiminde, silah endustrisinde patlayici ve elektronik sistemleri etkisi
atirmak icin honmha vaniminda ve <cadlik caktariinde nldiikea anenic hir alanda akti
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